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El invento se refiere a una plancha de vapor con depó­
sito de agua dotado de un tubo de unión entre la cámara del evapo- 
rador y el recinto interior del depósito, una válvula de goteo pa­
ra la alimentación de agua desde el depósito a la cámara de evapo-

* t ,

ración diapuesta en el zócalo de la plancha eléctricamente ca3.sn<*+ ' +
tado, y un tabique de separación dispuesto en el depósito. 1 J* 

Se conocen ya desde hace mucho tiempo planchas de va­
por de esta clase. Se pueden utilizar discrecionalmente como {31%?$- 
chas en seco o como planchas de vapor. El tabique de separación 
previsto en el depósito está configurado en forma de una placa de 
impacto que sirve para amortiguar los choques en al agua (publica-
ción de solicitud alemana DE-CS 29 07 619). Para planchar con v^pór

* * * *se alimenta desde el depósito a la cámara de vapor prevista ed. &3..*
. * * .*.*zócalo ds la plancha, a través de una válvula de coteo, una c&nti-*

. . . .

dad dosificada de agua. Al disminuir la presión hiProstética de la 
columna de agua que gravita sobre la válvula, disminuye fuertemen­
te la cantidad de vapor que se genera en la cámara de vapor y que 
sale del zócalo. Además, se establece durante el proceso de plan­
chado en la cámara de vapor una presión que influye sobre la can­
tidad de agua que fluye saliendo de la válvula de goteo. Para com­
pensar esta diferencia de presión dentro de la cámara de vapor y 
el interior del depósito, se ha propuesto ya unir entre si el depó­
sito y la cámara de evaporación por medio ds un tubo de compensa­
ción de presión (publicación de solicitud alemana 0E-AS 1 09S 779). 
Mediante la compensación de presión entre el depósito y la cámara 
de vapor se aumenta ciertamente la potencia de generación de vapor 
medida a lo l^rgo de un intervalo de tiempo determinado en compa­
ración con la plancha de vapor sin compensación de presión, pero 
la cantidad de vapor que sale en el zócalo disminuye, sin embargo, 
continuamente con la reducción del contenido del depósito a conse-
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' 1 cuencia de la presión hidrostética.

5

El cometido de este invento consiste en crear una
plancha de vapor desde cuyo depósito de agua se alimenta durante
todo el proceso de planchado con vapor a la cámara de evaporágdóp
una cantidad de agua aproximadamente uniforme, de modo que psfmá-** . +
nece constante la cantidad de vapor que sale del zócalo, can ín-*'* 
dependencia del llenado del depósito.

Este problema se resuelve mediante las particulares*;* 
caracterizantes de la reivindicación 13.

10
y*

Debido a las características de acuerdo con el inventp+ + + * +
la presión que se origina durante el planchado con vapor en la c^r

* * * *mara de vapor es conducida a través del tubo de compensación de* * *+ * * +
presión a la cámara cerrada del depósito. En esta cámara se origí^

* * * *
na una sobrepresión y el agua circula pasando a le cámara unidé. .* t

15 con la atmósfera. Resulta de ello una columna de agua más alta so­
bre la válvula de goteo y, por tanto, una mayor presión hidrostá­
tica. Estando abierta la válvula, fluye asi una cantidad uniforme 
de agua desde el depósito a la cámara de evaporación. La cantidad 
de vapor que sale del zócalo sigue siendo constante con indepen­

20 dencia da la cantidad de líquido en el depósito. Ventajosamente, 
la cámara delantera del depósito está unida con la atmósfera a 
través de la abertura de llenado del depósito.

Un ejemplo de ejecución del invento aparece represen­
tado en el dibujo y se describe con detalle a continuación.

25 La zona parcial de la plancha de vapor representada en 
el dibujo muestra una parte del zócalo 13, la cámara de evapora­
ción 9 y el cuerpo de caldeo 14. La cámara de evaporación 9 está 
cerrada por una cubierta 15. El depósito de reserva de agua 1, que 
puede ser abastecido de líquido a través de la abertura de llenado

30 12 a manera de papila, está dispuesto por encima del 2Ócalo 13.
0609^
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Después de terminado el proceso de planchado se puede descargar 
eventualmcáte a través de.le abertura de llenado 12 el agua resi­
dual que esté presente en el depósito de agua 1. Durante el plan­
chado con vapor se alimenta el. agua desde el depósito 1 a la cé-

:* **mara de evaporación 9 a través de la válvula de goteo 8. Para.el.*
* *

planchado en seco, es decir, para planchar sin vapor, se inte^vm^- 
pe la alimentación de agua cerrando la válvula de goteo 8. El re­
cinto interior del depósito está dividido por un tabique de sdp§?*

-A ^ * * *ración 2 en la cámara delantera 4 sometida a la presión atmosféri­
ca y la cenara trasera 5 no unida directamente con la atmósfera. 
Entre el fondo 6 del depósito y el tabique de separación 2 se en- 
cuentra la abertura de flujo 7 que está prevista en el colector*^? 
formado por un abombamientc a manera de acanaladura en el foncR?.S.* 
del depósito. Entre la cámara de evaporación 9 y el recinto inte-* . 
rior de la cámara 5 está dispuesto el tubo de unión 10, cuya de­
sembocadura 11 termina por encima del nivel del agua en la cámara 
5. El agua que fluye hacia la cámara de evaporación calentada 9 
es transferida en ésta desde la fase líquida en la fase de vapor.
La sobrepresión que se origina entonces a consecuencia del aumento 
de volumen reina también en la cámara 5 debido a la disposición 
del tubo de unión 10. Debido a la sobrepresión que reina aquí se 
transporta agua desde la cámara 5 a la cámara 4 sometida solo a la 
presión atmosférica. 8e eleva de este modo el nivel del agua en 
la cámara 4, el cual incrementa a su vez la presión estática que 
gravita sobre la válvula de goteo 8. Independientemente de la re­
serva de agua en el depósito 1, la presión estática de la columna 
de agua que gravita sobre la válvula 8 se mantiene ál mismo nivel 
durante el proceso de planchado con vapor. Esto origina nuevamente 
una homogensización de la cantidad de agua que fluye desde el de­
pósito 1 a la cámara de evaporación 5 durante el planchado con vapor
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y, por tanto, da lugar también a una homogeneización de la canti­
dad de vapor que se alimenta al material a planchar a través de 
los agujeros de salida de vapor 17 dispuestos en el zócalo 13. La
cantidad de vapor que sale por el zócalo disminuye de forma bg*uspa

*  :
únicamente al completarse el vaciado del depósito ds agua 1. Esté 
fuerte disminución de la cantidad de vapor indica al usuario ¡¡¡ve*! 
el depósito de agua 1 ha de llenarse nuevamente de agua. La dispo­
sición de la abertura de flujo 7 en el colector 15 hace posible*.* í

* *
un aprovechamiento casi completo de la carga de llenado del depó­
sito sin una disminución substancial de la cantidad de vapor que ̂
sale. Se puede lograr también el mismo efecto haciendo que el ta-

. . .  . **.
bique de separación 2 éste unido fijamente con el fondo 6 del dt̂-*

* + + +

posito de agua 1 y que las dos cámaras 5 y 6 estén unidas entre***
. . *si a través de un tubo de forma de U fijado por debajo del fon%).* 1

6 del depósito.

: 20

2S

30
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REIVINDICACIONES

Los puntos que como característica de novedad* .&e
presentan para que sean objeto de esta solicitud de ModetCe 
de Utilidad en España, por VEINTE años, son los que se reco­
gen en las reivindicaciones siguientes: ,* '**

*..*1
ls.- Plancha de vapor perfeccionada con depósito de 

10 agua dotado de un tubo de unión entre la cámara del evaporador y ******el recinto interior del depósito, una válvula de goteo para la
alimentación de agua desde el depósito a la cámara de evaporad!?!?*

+ *+ +
dispuesta en el zócalo eléctricamente calentado de la plancha ,*.yt.* 
un tabique de separación dispuesto en el depósito, caracterizaba* * 

15 porque el tabique de separación está unido herméticamente con la
pared interior del depósito y divide el depósito en dos cámaras 
primera y segunda, estas cámaras están unidas entre sí a través de 
al menos una abertura de flujo prevista entre el tabique de sepa­
ración y el fondo del depósito, la primera cámara está unida con 

20 la atmósfera y con la cámara de evaporación a través de una vál­
vula de goteo, un tubo de unión une entre sí la segunda cámair'a y 
la cámara de evaporación, y la boca del tubo de unión termina en 
la segunda cámara por encima del nivel de llenado de agua.

29.- Plancha de vapor según la reivindicación 19, ca- 
25 racterizada porque la unión de la primera cámara con la atmósfera

se realiza a través da la abertura de llenado de agua.
3^.- Plancha de vapor según la reivindicación 19, ca­

racterizada porque la abertura de flujo está dispuesta por debajo 
del fondo del depósito.

30 4 8 .- Plancha de vapor según la reivindicación 18, ca-
06094
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